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Pokrycie ochronne do form i rdzeni odlewniczych

Przedmiotem wynalazku jest pokrycie ochronne
do form i rdzeni zabezpieczające powierzchnię for¬
my przed działaniem gorącego metalu. W przemy¬
śle odlewniczym stosuje się powszechnie powłoki
ochronne do zabezpieczenia powierzchni form i 5
rdzeni piaskowych przez wytworzenie warstwy
zabezpieczającej wnękę formy lub powierzchnię
rdzenia przed działaniem wysokiej temperatury
ciekłego metalu jak: staliwo, żeliwo lub ich stopy.

Ponadto użycie znanych pokryć opartych na 10
składnikach wysoko ognioodpornych, na przykład
cyrkonu, grafitu, mączki kwarcowej i innych, ułat¬
wia proces wypełniania formy ciekłym metalem,
eliminuje wady powierzchniowe odlewu i powo¬
duje uzyskanie gładkiej i estetycznej powierzchni 15
odlewu.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu nowe¬
go, dotychczas nie stosowanego składnika w po¬
kryciach formierskich, mianowicie węglika krze¬
mu, zwłaszcza otrzymywanego podczas produkcji 20
elektrod węglowych, posiadającego wysoką ognio-
odporność i własności wiążące, umożliwiające przy¬
wieranie do zabezpieczanej powierzchni.

Zastosowanie pokrycia według wynalazku za¬
pewnia uzyskanie odlewów bez wad powierzchnio- 25
wych i pozwala na wyeliminowanie obecnie sto¬
sowanych drogich pokryć opartych na składnikach
importowanych, na przykład: cyrkon, grafit itp.
Oprócz rezultatów technologicznych powstaną efek¬
ty ekonomiczne na skutek niższych kosztów ma- 30

teriałów bezpośrednich w stosunku do pokryć tra¬
dycyjnie stosowanych, dzięki czemu można liczyć
na rozpowszechnienie stosowania pokrycia będące¬
go przedmiotem wynalazku.

Pokrycie formierskie sporządzone na bazie wę¬
glika krzemu z odpowiednim dodatkiem, na przy¬
kład elektrografitu, może być stosowane do form
i rdzeni wykonywanych z piasku ze spoiwem na¬
turalnym oraz z mas syntetycznych i mas opar¬
tych na szkle wodnym lub innych mas stosowa¬
nych w odlewnictwie.

W zależności od tworzywa odlewu, wielkości od¬
lewu i rodzaju użytych materiałów formierskich
opracowano następujące przykłady pokryć:

Przykład I:

Węglik krzemu
Kaolin

Dekstryna

Przykład II:

Węglik krzemu
Grafit
Bentonit gat. I
Dekstryna

Przykład III:

Węglik krzemu
Grafit

94%
5°/o

l°/o

75%
20%

4%
1%

50%
45%
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Bentonit V-6

Dekstryna

Przykład IV:

4°/o
P/o
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na wysuszeniu w temperaturze 110°C i rozdrob¬
nieniu według warunków technicznych obowiązu¬
jących w odlewnictwie.

Węglik krzemu 85%
Sadza półaktywna lO^/o
Grafit 5%

Wymienione w podanych przykładach ilości po- 10
szczególnych składników mogą ulegać zmianom w
zależności od potrzeb technologicznych odlewni
stosującej pokrycie.

Użycie węglika krzemu jako składnika pokryć
wymaga właściwego przygotowania polegającego 15

Zastrzeżenie patentowe

Pokrycie ochronne do form i rdzeni odlewni¬
czych wykonywanych z mas na piasku natural¬
nym, mas syntetycznych lub innych mas formier¬
skich, zawierające znane materiały ogniotrwałe
jak cyrkon, grafit, mączkę kwarcową i inne zna¬
mienne tym, że zawiera do 95°/o sproszkowanego
węglika krzemu w stosunku wagowym do ogólnej
ilości składników pokrycia.
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